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Zptusob méieni odporu vysokoodporovych
vrstev spofivd v tom, Ze po povrchu
vysokoodporové vrstvy se pohybuje kontakt O
tvofeny svazkem jemnych vldken a nasyce-
ny elektrolytem, bodovy odpor vysckoodpo- \\
rové vrstvy mezi pohyblivymi kontakty na |
povrchu vysokoodporové vrstvy a na vodi-
vém materidlu se indikuje prochézejicim
elektrickym signédlem.

Zafizeni k provadéni zplisobu sestdvd z
prvniho kontaktu (3) pritisknutého k vyso- ]
koodporové vrstvé (2), ktery je tvofen svaz-
kem jemnych vldken a je nasyceny elektro- !
lytem (4), a z druhého kontaktu (6), ktery .
je pritisknut k vodivému materidlu (1) ne- \ |
soucimu vysokoodporovou vrstvu (2), na 0
néz je pripojen zdroj (7) stejnosmérného _ |

proudu a vyhodnocovaci systém (8), pfitemZ
vysokoodporova vrstva (2) nanesené na vo-
divém materidlu (1) se vi&i kontaktim po-
hybuje. Vyhodnocovaci systém (8] je tvo-
fen fotonkou (10) osvétlenou svételnym sig-
ndlem upravenym preruSovaCem (13) a do
série zapojenym odporem (11), ke kterému
je paralelné pripojen selektivni voltmetr (12)
se zesilovafem.

Obr. 1
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Tento vyndlez se tykd bodového méfeni
elektrického odporu vrstev s vysokym elek-
trickym odporem.

P¥i kontrole kvality odporu vysokoodpo-
rovych tenkych vrstev pouZivanych k repro-
grafickym ucelim je tfeba zjistit, zda vrst-
va neobsahuje ve vysoké koncentraci poru-
chy s elektrickou wvodivosti asto o nékolik
radh prevySujici vodivost okolni vrstvy. Ty-
to nahodile rozptylené poruchy sniZuji kva-
litu reprodukce, protoZe v nich a v jejich
okoli dochdzi k poruchdm v rozloZeni po-
tencidlu pfi koronovém nabijeni povrchu.

Je proto tfeba p¥i zhotovovéni reprogra-
fickych valchi ¢i desek na bézi selenu a je-
ho slitin mebo jinych vrsteviobdabnych vlast-
nosti provad&t p¥i vyrob& tschto elementi
systematickou kontrolu kvality.

Mgfeni je moZno provadét tak, Ze vodivy
vélec &i deska, na kterém je vysokoodporo-
v4 vrstva nanesena, tvofi jednu elektrodu.
Druhé elektroda milZe byt na vysokoodpo-
rovou vrstvu napafena v podob& malych
plosek Al, Au apod. Elektricky odpor je pak
méF¥en mezi malou napafenou elektrodou a
zékladnim valcem &i deskou, na které je vy-
sokoodporova vrstva nanesena.

Nevyhodou zplsobu je nevratné podkoze-
ni zkoueného vyrobku. Provedeni kontroly
vysokoodporové vrstvy bez poSkozeni vrst-
vy umoZiiuje tento vyndlez.. = . .

Podstata zpfisobu mé&feni odporu podle
vynédlezu spodivd v tom, ¥e po povrchu vy-
sokoodporové vrstvy se pohybuje kontakt
tvofeny svazkem jemnych vldken a nasyce-
ny elektrolytem. Bodovy odpor vysokoodpo-
rové vrstvy mezi pohyblivymi kontakty na
povrchu vysokoodporové vrstvy a na vodi-
vém materidlu se indikuje prochézejicim
elektrickjm signalem. Podle priméru kon-
taktu dotykajiciho se vysokoodporové vrst-
vy miiZe byt volena velikost plodky, na kte-
ré je v daném okamZiku elektricky odpor
méfen.

Zatizeni podle vynélezu sestdvd z prvniho
kontaktu pritisknutého k vysokoodporové
vrstvs, ktery je tvofen svazkem jemnych
vldken a je nasycen elektrolytem a z druhé-
ho kontaktu, ktery je pfitisknut k vodivému
materidlu nesoucimu vysokoodporovou vrst-
vu, na né¥ je pripojen zdroj stejnosmérného
produ a vyhodnocovaci systém. Vysokood-
porova vrstva, nanesend na vodivém mate-
riglu je vadi kontaktGm pohyblivd. Vyhod-
nocovaci zafizeni sestdva z fotonky osvét-
lené svdtelnym signdlem upravenym preru-
fovadem a do série zapojenym odporem,
ke kterému je paraleln& pFipojen selektiv-
ni voltmetr se zesilovatem.

Hlavni vyhody uvedeného zpilisobu méfe-
ni a zaiizeni k provaddni tohoto zpfisobu
vyplyvaji z uvedeného popisu a pifkladd.
Je umoZn&no podrobné zmapovédni odporu
vrstvy bez jejiho poSkozeni. Violbou stoupd-
ni zavitu pFi kontrole mapafenych vélct a
volbou priim&ru prvniho kontaktu je moZno
pfedem volit, jaky dil z celkové plochy ma
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byt zmapovan. Dal3i vyhodou je moZnost
zdznamu udaje selektivniho wvoltmetru re-
gistraénim pristrojem.

Zafizeni podle vyndlezu je bliZe znézor-
néno na obr. 1, kde je schematicky zndzor-
n&no zafizeni k méfeni elektrického odpo-
ru vysokoodporové vrstvy a na obr. 2 je
schematicky znazornén vyhodnocovaci sy-
stém se zdrojem stejnosmérného napsti.

Na obr. 1 je zndzorné&no schematicky za-
Fizeni k méfFeni elektrického odporu vyso-
koodporové vrstvy 2, kterd je nanesena na
kovovém valci 1. Zafizeni sestdvéd z prvniho
kontaktu 3, ktery je tvofen svazkem jem-
nych vldken a je nasycen elektrolytem 4
a z druhého kontaktu 6, pfitisknutého k vo-
divému materidlu 1 valce a zdroje 7 stejno-
sm&érného proudu a vyhodnocovaciho sy-
stému 8. Na obr. 2 je znAzorné&n vyhodnoco-
vaci systém 8 se zdrojem 7 stejnosmérného
proudu a piivody ke kontaktim 3, 6. Vyhod-
nocovaci systém 8 je tvofen fotonkou 10,
osvétlenou svételnym signdlem upravenym
prerudovatem 13 a do série zapojenym od-
porem 11, ke kterému je paralelné pripojen
selektivni voltmetr 12 se zesilovafem.

Preruovédni svételného signdlu se na od-
poru 11 vytvaii periodické napéti, které je
im&rné odporu vysokoodporové vrstvy 2.
Toto napéti se indikuje selektivnhim voltmet-
rem.12 se zesilovafem.

Zptsob méfeni odporu a zafizeni k pro-
védéni tohoto zplisobu budou vysvétieny na
nésledujicich pfikladech ve spojeni s v§-
kresy.

Prfiklad 1l

Na vodivém materidlu 1 vdlce (obr. 1) je
nanesena vysokoodporovd vrstva 2 o sloZe-
ni As2Segs. K vrstvd 2 je pFitisknut prvni
kontakt 3 o priméru @1 = 2 mm, tvofeny
svazkem vldken o priméru @2 = 0,05 mm,
zasahujici do bunifiny se zdsobou elektroly-
tu 4. Jako elektrolytu 4 byl pouZit 0,1%
roztok etylalkoholu v redestilované vodé.
Do bunidiny zasahuje tenky platinovy vodig
5. Druhy kontakt 6 priléhd z vnitFni strany
k vodivému materialu 1 vélce. Vodi¢ 5 a vy-
vod od druhého kontaktu 6 jsou pFipojeny
ke zdroji 7 stejnosm&rného proudu a vyhod-
nocovacimu systému 8. Vodivy vélec je pev-
ng spojen se 3roubem, jehoZ otdenim je
pak vodivy vdlec horizontdln& unéd3en za
soutasného otdceni. Stoupéni zavitu je vo-
leno 2 mm na 1 ototku. Tim je zajiStén po-
sun prvniho kontaktu 3 po celé ploSe valce.

Priklad 2

K méFeni elektrického odporu v uspofd-
déani podle pfikladu 1 lze s vyhodou uZit za-
pojeni podle obr. 2. Fotonka 10 s velmi vy-
sokym odporem za tmy je spojena v sérii
s odporem 11, na kterém je mé&Feno napé&ti
selektivnim voltmetrem 12 se zesilovafem,
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zdrojem 7 stejnosmérného napéti a prostied-
nictvim kontaktd 3, 8§ s méfenou vysoko-
odporovou vrstvou 2. Svételny signal dopa-
dajici na fotonku 10 je pieruSovdn pFeru-
Sovadem .13. Amplituda napé&ti vkladaného
na vysokoodporovou vrstvu 2 se tim perio-
dicky méni a napéti na odporu 11 je zavis-
1é na odporu vysokoodporové vrstvy 2 a
{obr. 1) napéti zdroje 7 stejnosmé&rného
proudu. Pritom je nutno splnit podminku,
Ze odpor fotonky 10 za tmy je vyS8i nebo
nejvyse roven méfenému odporu vysokood-
porové vrstvy 2. Popsané zalizeni podle pii-
kladu 2 je moZno ocejchovat sadou piesnych
odpor a pii wZiti fotonky 10 o odporu za
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tmy 1014 Q je moZno spolehlivé mé&Fit odpor
vysokoodporové vrstvy 2 aZ do 1014 Q.

Piiklad 3

Po vysokoodporové vrstvd 2 o sloZeni
As4Segs nanesené na hlinikové desce je me-
chaniky posunovan prvni kontakt 3 priimeé-
ru @1 = 1 mm, tvofeny svazkem vldken pri-
méru Pz = 0,04 mm, nasyceny elektrolytem
4 podle prikladu 1. Druhy kontakt 6 je pfi-
pojen k hlinikové desce. Oba kontakty 3,
4 jsou zapojeny do obvodu popsaném v pii-
kladu 2.

PREDMET VYNALEZU

1. Zplisob méFeni elekirického odporu
vrstev s vysokym elektrickym odporem, na-
nesenych na vodivém materidlu, vyznacu-
jici se tim, Ze po povrchu vysokoodporové
vrstvy se pohybuje kontakt tvofeny svazkem
jemnych vldken a nasyceny elektrolytem,
bodovy odpor vysokoodporové vrstvy mezi
pohyblivymi kontakty na povrchu vysoko-
odporové vrstvy a na vodivém materidlu se
indikuje prochdzejicim elektrickym signa-
lem.

2. Za¥Fizeni k provadéni zplsobu podle bo-
du 1, vyznacujici se tim, Ze sestdvd z prv-
niho kontaktu (3) pritisknutého k vysokood-
porové vrstvé (2], ktery je tvofen svazkem
jemmych vldken a je masyceny elektrolytem

(4) a z druhého kontaktu (6}, ktery je pii-
tisknut k vodivému materidlu (1) nesouci-
mu vysokoodporovou vrstvu (2}, na néZ je
pfipojen zdroj (7] stejnosmé&rného proudu
a vyhodnocovaci systém (8), pfi€emZ vyso-
koodporovd vrstva (2) nanesend na vodi-
vém materidlu (1) je vid&i kontaktim po-
hybliva.

3. Zafizeni podle bodu 2, vyznatujici se
tim, Ze vyhodnocovaci systém (8) je tvoFen
fotonkou (10), osvétlenou svételnym signd-
lem upravenym preruSovadem (13) a do sé-
rie zapojenym odporem (11), ke kterému je
paraleln& pripojen selektivni voltmetr (12)
se zesilovafem.

2 listy vykresi
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